Interferences litografijas pielietojums difraktivo planaro optisko elementu
iegiSanas procesa

Ugis Gertners

Projekta ietvaros tika sakts darbs pie difraktivo planaro optisko elementu iegtSanas jeb,
precizak, rezonatora prototipa izstrades sadalitas atgriezeniskas saites lazeriem (A#téls 1.). Darba
uzsvars tika likts uz emisiju no pirmas kartas difrakcijas, kas ir daudz spécigaka par citviet literattira
piemingto otras vai augstakas kartas difrakciju. Praktiski izmantojams pirmas kartas difrakcijas
rezonators ir iesp&ams pie difrakcijas rezga struktiram zem 200 nm (seko no Brega formulas
A =A/2v). legiit tik mazas struktiiras pat ar interferences litografijas metodém vairs nav trivials
uzdevums. Projekta ietvaros tika noskaidrots, ka tik maza perioda ieraksts Optiska ieraksta
laboratorija visvienkarsak ir realiz€jams amorfajos halkogenidos un ar imersijas ieraksta palidzibu
(Artels 2.). Tika apkopota informacija par imersijas litografijas pielietojumu augsta blivuma struktiru
ierakstiem. Tika noskaidrots, ka visefektivakais ieraksts As,S; planajas kartinas ir iespjams pie
ierakstos$as gaismas vilna garuma robezas no 475 lidz 532 nm. Pirmie eksperimenti ar optiska
elementa aktivo vidi tika sakti ar laboratorija iegiitu DCM lazera krasvielas skidumu benzilspirta.
Luminiscenta materiala absorbcijas un luminiscences spektri tika uznemti un kalpoja ka atskaites
punkts paSa optiska elementa izveidé. Sakotn€jo optiska elementa inducétds emisijas spektru
uznemsanas eksperimentu gaitd izkristaliz€jas divi butiskakie veicamie uzlabojumi: janovers
struktiiras pastiprinata karSana, tam sekojosa materiala degradacija un japalielina strukturéta parauga
atstaroSanas koeficients, ka ar1 janodrosina krasvielas slégtu apmainu. Pirmo problému ir iesp&jams
likvidét un butiski uzlabot elementa efektivitati parnesot Strukturto paraugu uz metalu. Savukart,
nodrosinot krasvielas apmainu, ir iesp&jams bitiski uzlabot eksperimentos novéroto relativi zemo

krasvielas dzives laiku.
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Attéls 1. Sadalitas atgriezeniskas saites lazera Attels 2. 200 nm rezga ieraksts As,S; pléve ar
modula prototipa shematisks att€lojums 491 nm lazeru




